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Srodek powlokowy na formy, rdzenie oraz modele w technologii pelnej formy; skia-
da_]qcy si¢ z materialu ogniotrwalego, spoiwa oraz rozcienczalnika orgamcznego Zna-
mienny tym, Ze zawiera 80 - 90% wagowych materiatu ogniotrwalego w postaci hutnicze-
go tlenku aluminium o ziarnistosci nie wigkszej niz 0,16 mm w ilosci do 98% 1 ziarnistosci
0,16 — 0,5 mm w ilo$ci maksimum 2%, 10 - 20% wagowych bentonitu oraz rozcieficzalnik
w postaci wodnego 40 - 60% roztworu spirytusu, przy czym na 100 czg¢sci wagowych su-
chych skladnikéw zawiera 80 - 160 czgsci wagowych rozcienczalnika.
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Zastrzezenie patentowe

Srodek powtokowy na formy, rdzenie oraz modele w technologii pelnej formy; sklada-
jacy si¢ z materialu ogniotrwalego, spoiwa oraz rozcienczalnika organicznego, znamienny
tym, ze zawiera 80 - 90% wagowych materiatu ogniotrwatego w postaci hutniczego tlenku
aluminium o ziarnistosci nie wigkszej niz 0,16 mm w ilosci do 98% i ziarnistosci 0,16 — 0,5 mm
w ilosci maksimum 2%, 10 - 20% wagowych bentonitu oraz rozcieficzalnik w postaci wodne-
go 40 - 60% roztworu spirytusu, przy czym na 100 czesci wagowych suchych sktadnikéw
zawiera 80 - 160 cz¢sci wagowych rozcienczalnika.

* %k %k

Przedmjotem wynalazku jest srodek powtokowy na formy, rdzenie oraz modele w tech-
nologii pelnej formy, znajdujacy zastosowanie w odlewnictwie.

Znane Srodki powlokowe ochronne na formy, rdzenie oraz modele w technologii pelnej
formy w procesach odlewniczych skiadaja si¢ z osnowy, skladnika wigzaco-stabilizujacego
oraz zwilzacza. Jako osnowa stosowane sg takie materiaty jak: kwarc, szamot, magnezyt spie-
czony, cyrkon, korund, grafit, koks, talk i podobne, jako skladnik wiazaco-stabilizujacy sto-
sowane sa: gliny, bentonit, spoiwa hydrofobowe i hydrofilne organiczne, jak dekstryna, mela-
sa, tug posiarczynowy, zywice, natomiast jako zwilzacze stosowane sa; woda, alkohol etylo-
wy, aceton, nafta, denaturat.

Znany z polskiego opisu patentowego nr 140 626 $rodek powtokowy ochronny na rdze-
nie i formy odlewnicze stanowi mieszanina osnowy proszkowej w ilosci 100 czesci wago-
wych, spirytusu denaturowanego w ilosci 25 - 55 czesci wagowych i zywicy syntetyczne;j
w ilosci 3 - 7 czgsci wagowych. Osnowe proszkows stanowi mieszanina o ziarnistosci nie
wigkszej niz 0,06 mm w ilosci 60 - 100% i 0,16 - 0,5 mm maksimum 30% skladajaca si¢ z:
elektrokorundu w ilosci 40 - 80%, tlenku glinu w ilosci 10 - 40%, dwutlenku tytanu w ilosci
0,5 - 1,5%, tlenku zelaza w iloéci 0,2 - 0,6%, dwutlenku krzemu w ilosci G,5 - 1,0%, tlenku
wapnia w ilosci do 0,5%, tlenku potasu w ilosci do 0,2%, tlenku sodu w ilosci do 0,3%, tlen-
ku magnezu w ilosci do 0,2% i gliny ogniotrwatej w ilosci 10 - 40%.

Inny znany z polskiego opisu patentowego nr 134 589 palny srodek powlokowy na
formy i rdzenie odlewnicze z mas piaskowych w postaci zawiesiny materiatu ogniotrwalego
o wysokiej temperaturze przemiany fazowej w rozciericzalniku organicznym z dodatkiem
spoiwa organicznego, charakteryzuje si¢ tym, ze zawiera 40 - 70% wagowych materiatu
ogniotrwalego o zawartosci 50 - 90% tlenku glinu i 1 - 3% wagowych bentonitu w postaci
zawiesiny w 20 - 50% wagowych alkoholu etylowego lub izopropylowego z dodatkiem
2 - 5% wagowych emulsji wodnej polioctanu winylu, o stezeniu 15 - 40% wagowych.

Srodek powlokowy na formy, rdzenie oraz modele w technologii petnej formy skiadaja-
cy si¢ z materiatu ogniotrwatego, spoiwa oraz rozcieficzalnika organicznego charakteryzuje
si¢ tym, ze zawiera 80 - 90% wagowych materiatu ogniotrwalego w postaci hutniczego tlenku
aluminium o ziarnistosci nie wigkszej niz 0,16 mm w ilosci do 98% i 0,16 - 0,5 mm w ilodci
maksimum 2%, 10 - 20% wagowych bentonitu oraz rozcieficzalnik w postaci wodnego
40 - 60% roztworu spirytusu, przy czym na 100 czgsci wagowych suchych sktadnikow zawie-
ra 80 -160 czgsci wagowych rozcienczalnika.

Srodek powlokowy, wedug wynalazku, charakteryzuje sie duza wytrzymaloscia na
temperatur¢ przekraczajaca 2000°C. Srodek naniesiony na formy, rdzenie lub modele
wygladza ich powierzchnie, co powoduje zmniejszenie chropowatoéci odlewu do poziomu
Ra = 10 - 20 pm niezaleznie od poziomu chropowatosci powierzchni odlewn, uzyskiwanych
z form wyjsciowych, bez powloki. Ponadto $rodek powlokowy bardzo dobrze rozprowadza
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si¢ przez natryskiwanie, malowanie i zanurzanie, tworzac réwnomierna warstwe, ktéra nie
dopuszcza do penetracji metalu, przez co unika si¢ wad powierzchniowych, takich jak: przy-
palenia i wzarcia. )

Przyktad I Srodek powlokowy skiada sie z 85% wagowych sproszkowanego tech-
nicznego tlenku aluminium o uziarnieniu ponizej 0,16 mm i 15% wagowych bentonitu z Zeb-
ca oraz z rozcienczalnika w postaci wodnego 50%, roztworu denaturatu, przy czym stosunek
wagowy sktadnikéw sypkich do rozcieficzalnika wynosi 1 : 0,8. Najpierw miesza si¢ ze soba
suche skladniki, nastgpnie dodaje si¢ rozcienczalnik i ponownie $rodek poddaje si¢ doklad-
nemu mieszaniu. Otrzymanym S$rodkiem pokryto przy pomocy pistoletu wneke wilgotnej
formy i uzyskano warstwg ochronng o grubosci 0,1 mm. Po 15 minutach forme ztozono i za-
lano zeliwem Z1.200 o temperaturze 1350°C. Uzyskano odlew o gtadkosci okoto 17 pm.

Przyktad II Srodek powlokowy sklada si¢ z 85% wagowych sproszkowanego
technicznego tlenku aluminium o uziarnieniu ponizej 0,16 mm i 15% wagowych bentonitu
z Zgbca oraz z rozcienczalnika w postaci wodnego 50% roztworu denaturatu, przy czym sto-
sunek wagowy skiadnikéw sypkich do rozcieficzalnika wynosi 1 : 0,8. Najpierw miesza si¢ ze
sobg suche skiadniki, nast¢pnie dodaje si¢ rozcieficzalnik i ponownie $rodek poddaje si¢ do-
kiadnemu mieszaniu. Otrzymanym $rodkiem pokryto przez zanurzenie model styropianowy
oraz jego uklad wlewowy i suszono przez 2 godziny. Nastepnie naniesiono kolejno przez na-
tryskiwanie dwie warstwy i uzyskano warstwe ochronng o grubosci 0,4 mm. Wysuszony mo-
del z naniesiong powloka zaformowano w suchym piasku kwarcowym na wibratorze, a na-
stgpnie zalano form¢ zeliwem ZL200 o temperaturze 1350°C. Otrzymano odlew bez wad od-
lewniczych o chropowatosci ponizej 20 um.
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